POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pismo okélne nr 4 /2014
Rektora Politechniki Warszawskiej
Z dnia 19 wrzesnia 2014 r.

w sprawie Polityki przeciwdziatania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice
Warszawskiej

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 18 Statutu PW w zwiazku z art. 94° Kodeksu pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.), w celu zapewniania jak najlepszych warunkéw
do pracy i nauki w Politechnice Warszawskiej ustala sie, co nastepuje

§1

Przyjmuje si¢ Politykg przeciwdzialania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice
Warszawskiej stanowiaca zatacznik do pisma okdlnego.

§2

Pismo okolne wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Yen:

wz. prof. dr hab. inz. Zﬁ/gni Kledynski



